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摘要(译)

一种用于将微型设备从保持设备转移到最终表面，避免在处理过程中损
坏并确保共面呈现在最终表面上的设备，该设备包括保持设备上的第一
基板。保持装置承载至少一个转移基板，该转移基板本身承载多个微装
置。至少一个缓冲构件位于第一基板和转印基板之间。缓冲构件在转移
期间为微器件提供了小的缓冲范围，并且还补偿了当微器件被放置并结
合到最终表面上时的任何轻微的不平整。还公开了一种用于转移微型设
备的方法。
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